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 Seborg, D., Mellichamp, D., Edgar, T. y Doyle, F, (2010).  PROCESS DYNAMICS AND CONTROL, 
3ra. Edición, John Wiley & Sons, New York, USA. Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Apéndice B. 
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Capítulo 7 (Sec. 7.2). 
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 Ollero de Castro, P. y Fernández Camacho, E., (1997). CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE 
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 Adam, Eduardo J., (2018). INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, Ediciones UNL, Santa 
Fe, Argentina. Capítulo 9; Capítulo 11 (Sec. 11.1 a 11.3); Capítulo 13 y Capítulo 14 (Sec. 11.4). 

 Seborg, D., Mellichamp, D., Edgar, T. y Doyle, F, (2010). PROCESS DYNAMICS AND CONTROL, 3ra. 
Edición, John Wiley & Sons, New York, USA. Capítulo 11 (Sec. 11.1 a 11.4), Capítulo 12 (Sec. 
12.1, 12.5 y 12.7). 

 Bequette, B. Wayne (2003). PROCESS CONTROL: Modeling, Design and Simulation, Prentice Hall, 
New Jersey, USA. Capítulo 3, Sec. 3.2 y 3.12, Capítulo 6, Sec. 6.1 a 6.3. 
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 Ollero de Castro, P. y Fernández Camacho, E., (1997). CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE 
PROCESOS QUÍMICOS, Síntesis, Madrid, España. Capítulo 5, Capítulo 8, Sec. 8.3 a 8.4. 

 Smith, C. A. y Corripio, A. B., (1991). CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS, Limusa, Méjico. 
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Fe, Argentina. Capítulo 10; Capítulo 11 (Sec. 11.4). 

 Seborg, D., Mellichamp, D., Edgar, T. y Doyle, F, (2010). PROCESS DYNAMICS AND CONTROL, 3ra. 
Edición, John Wiley & Sons, New York, USA. Capítulo 5 (Sec. 5.2.3 y 5.4.2), Capítulo 14. 

 Bequette, B. Wayne (2003). PROCESS CONTROL: Modeling, Design and Simulation, Prentice Hall, 
New Jersey, USA. Capítulo 7. 

 

T.6: TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL  

 Ollero de Castro, P. y Fernández Camacho, E., (1997). CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE 
PROCESOS QUÍMICOS, Síntesis, Madrid, España. Capítulo 11. 

 Smith, C. A. y Corripio, A. B., (1991). CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS, Limusa, Méjico. 
Capítulo 8 y Apéndice B. 

 Seborg, D., Mellichamp, D., Edgar, T. y Doyle, F, (2010). PROCESS DYNAMICS AND CONTROL, 3ra. 
Edición, John Wiley & Sons, New York, USA. Capítulo 12 (Sec. 12.6), Capítulo 15, Capítulo 16 
(Sec. 16.1 y 16.4). 

 Adam, Eduardo J., (2018). INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, Ediciones UNL, Santa 
Fe, Argentina. Capítulo 15 (Sec. 15.1, 15.2 y 15.4). 

 Bequette, B. Wayne (2003). PROCESS CONTROL: Modeling, Design and Simulation, Prentice Hall, 
New Jersey, USA. Capítulo 10, Capítulo 12. 

 Shinskey, F. G., (1996).  PROCESS CONTROL SYSTEMS, 4ta. Edición, McGraw-Hill, USA, el Capítulo 
3 contiene un análisis de los lazos simples típicos en procesos y en los Capítulos 6 y 7 se 
desarrollan los sistemas más elaborados de control, con múltiples ejemplos. 

 
 


